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(57) Abstract: The present invention relates to an electrolyte and to a method for the electrolytic deposition of silver coatings and
silver alloy coatings. The electrolyte according to the invention is cyanide-free, storage-stable and ensures the deposition of high-gloss,
brilliant and white silver and silver alloy layers for technical and decorative applications.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft einen Elektrolyten und ein Verfahren zur elektrolytischen Abscheidung
von Silber- und Silberlegierungsiiberziigen. Der erfindungsgemafe Elektrolyt ist cyanidfrei, lagerungsstabil und gewéahrleistet die Ab-
scheidung von hoch glédnzenden, brillanten und weifien Silber- und Silberlegierungsschichten fiir technische und dekorative Anwen-
dungen.
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